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EXPEDIENTE: PATENTE DE INTRODUCCION

Titular: D, JOSE ALEGRE OLTRA

Nacionalidad: Espaﬁc}la

Domicilio: Carrera Encorts; frente al 18i VALENCIA

Objeto: "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE RESINAS PO
LIESTERICAS INSATURADAS PARA RECUEBRIMIENTOS
oy dad ELECTRICOSY .
rioridad: .

FEE S ERTRFAETT A

MEMORIA DESCRIPTIVA

o En el curso de la rresente Memoria Descriptivs '
vanos g referirnos g las caracteristicas que ofrece un
proceso de ::gbricacidn de unas resinas poliestéricas in-
saturadas, que reunen unes condiciones dptimas para recu
brimientos eléctricos, consiguiendo un aislamiento per-
fecto, total y estimando por ello que merece el otorge-
miento a su titular del privilegio de su exclusiva explo
tacién industriel y comerciel, el amparo de la legisla-
cidén vigente en materia de Propiedad Industriel.

El polimero objeto de esta Patente, estd forms

do por uns resina poliester inssgturadas, disuelta en un

mondmero.,
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La resina insaturada de poliester se obtiene
por esterifieacién de uno o varios glicolss de 2 o mds

§tomos de carbono con dos o mds deidos dibdsicos. El

polimero as{ obtenido es disuelto en un monémero alflic

Los glicoles a emplear son: etilenglicol, prg

pilenglicol, dietilenglicol, dipropilenglicol y neopen
tilglicol; ldgicemente glicoles o polioles de mayor
peso molecular pueden userse, dando prioridad a los

productos con OH primarios.

Los dcidos dibdsicos presentes en la moléou-

le del poliester serdn de dos clasesk saturados o insg

turados. Entre los saturados se escogerd preferentemen-

te los erométicos tales como &eido imo-ft4lico, anhi-

drido orto-ftélico, enhférido tetrehidro-ftdlico y anhi

drido tétracloroftilico; opcionalmente puede userse

tembién Scido adfpico, suceinico o azelsico. Los fcidos

insaturados serdn del tipo elfa-olefinico, tales como

el fumdrico, meleico e itacénico.

Ordinerismente, el &oido insatursdo olefinicod

y ol saturado aromgbico, aon empleados en centidadeés

equimoleculares en la preparacién del poliester, aunque

la centidad de 4cido insaturado no debe ser inferior

gl 10% ni superior sl 80% del totel de deidos presente.

Los mondmeros utilizados en este procedimien-

to son glflicos, tal como ftzlato de dislilo, tetrahi-~
droftalato de dlalilo y tetraclorofteleto de dislilo,

slendo 4stos {ltimos los gue conducen a mejores propie-

dades dieldotricas.

El pollester es preparado por poliesterifica-~

cién entre el componente hidroxflico y la mezcla de Zoi

s

3



45

50

55

60

65

70

SR

dos dibdeicos, & una temperatura que oscile entre 150-
22500, Esta reaccidn es ventajosamente afectads por 1g
rresencia de un ges inerte que evita la formacidn de
uniones ox{geno entre 10s dobles enlaces del &cido in-
saturado.

En la formulaci6n es interesante que el gli-
col esté en uh exceso que puede oscilar entre el 1% y
el 20% sobre el total del glicol presente.

Se considerard terminade la operacién cuando
el indice de acidez esté comprendido entre 20-40. Enton
ces se procederd a mezclar la Yesina con un compuesto
quindnico, entre los que destacamos a la hiqroquinona;
mono-tertbutil, hidquuinona,p-benZOquinona, hidroquino
ng monometil eter y p-tert, bubll catecol.

A 8090 se afiade el ftalato de dislilo. La co-
polimerizacién de la resins diluida tiene lugsr muy len
tamente en ausencia de catalizadores; POr lo que es aco
sejable el uso de perdxidos orgénicos, los més sconse-
jebles son peréxido de metil etil cetona, p§r6xido de
metil iso-butil cetona, perdxido de benzoilo, peroctoa-
to de butilo terciario, hidroperéxido de tert-butilo y
perdxido de ciclohexanons.

Los perdxidos pueden disolverse en mondmero
alflico y ofiadirse a la resing o disolverse directamen~
te en ella. Les cantidades a utilizer var{sn entre 0,8
- 3,5%.

Procediendo de esta meners se consigue un co-
polimero de poliester insatursdo con mondmero alilioo,

gque uns vez completamente curado es un sélido dure, in-

fusible, resistente a los productos quimicos y de unses
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propiedades dieléctricas excelentes.
Es posible verier las propiedades fisicas y

quimicas del copolimero, modificendo la composicidn y
grado de condensacién del poliester, alternando la ree
lecién poliester-mondmero alflico y cembiendo las con-
diciones de copolimerizacidn, ello queda evidenciado en
los siguientes ejemplos.
Ejemplo I) o o

262 gra. de propilenglicol, 249 grs. de dcido
iso~£télico y 147 grs. de enhfdrido mgleico son hechos

reaccionar a temperatura entre 170-2002C. Esta mezcle

fud continuemente egitade y se hizo paser un flujo cons
tante de gas inerte a su través. Desples de f5-16- ho-
ras se obtuvo una resina b;anca con {ndice de acidex
23,5. Una vez enfriada = 852 C y adecuadamente inhibida
con 0,115 grs de hidroquinona, fué disuelta con 160&rs,
de ftalato de dialilo y 120 grs de viniltolueno.

o 200 grs. de esta mezcla conteniendo 2 grs. de
per-octogto de ter-butilo fueron cvolocados en un molde
a 802C. Como resulbtado de este tratamiento se obtuvo un
sélido transparente, ligeramente amarillo; cuyas propie
dades eléctricas se hallmen la tabla I.

Ejemplo II).

.201 grs. Qe dipropilenglicol, 111 grs. de eti
lenglicol, 199 grs. de acido iso-ftdlico y 176 grs. de
anh{drido maleico, son hechos reaccionar a 170-2008 en
un depdsito con egitacibn y entrada de gas inerte. Al
térunino de 17-18 horas la acidez 3962; déndose por ter-

minado el proceso.

Se - inhibe el polfmero con 0,118 grs. ds hidry
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";uinom y se diluye con 150 gre. de ftelato de dialilo
¥y 150 grs. de estireno.
105 200 grs. de esta resina as{ diluide se le afig
den 2;6 gra. de peréxiglo de metil iso butil cetona y se
colocan sobre un molde, iguasl que snteriormente, calen~
tando a 6020., se obtiens un sélido blanco emarillento,
transparente, cuyas propiedades eldctricas se estudian
110 en la tabla I.
Ejemplo III) '

156 grs. de neopentilglicol, 136 grs de propi
lengliool; 249 grs. de #cido iso-ftdlico y 174 grs. de
écido fumdrico son esterificados conjuntamente durente
115 17=18 horas, con agi"baciGn ¥ borboteo de ges inerte has+
ta {ndice de acidez 3i. Se inhibe la resina con 0;180
grs. de hidroquinona y se diluye con 150 grs, de . £tdla
to0 de dialilo ¥y ;150 grs. de cloroes'hix_-eno.

Con 200 grs. de 951;9, resina, se prepars igual
120 que en el ejemplo anterior, una muestrs pars ensayar

las propiedades eléctricas tabuladas en I.

AT I
CARACTERTSTICAS: _ Resina
I I IIT
Constente dieléetrica 250, _
125 60 CiClOB seeeesavnsersans 395 3,6 3;7
Resigtividad volumétrics ' _
ohmios/cm X 1016 secrnes 252 2,4 2;5

Absoreibn humedad
% 24 horas seRsscsanunre 03007 9!009 0,006

130 * Serdn verisbles las circunstancias y caracte-~
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risticas de las instalaciones industrigles en las que
ge lleve a cabo el procedimiento de fabricacidn que he-
nos desecrito, siendo iguslmente verigbles los detalles
accesorios gue puedan sufrir modificecién, siempre y
135 cuando ello no afecte a la esencislidad del expresado
procedimiento, gue gqueda resumido en la sigulente

N oT A

Los puntos que se reivindican eomo no conocie
dos ni praet;cados en Espafia, en la mrésente Patente de
140 Introduceidn, son:

12.- Procedimiento de fabricacién de resinas
poliesterica® insaturadss pera recubrimientos eléectri-
cos, que sSe oa:anteriza por Eonster de un polimero for-
mado por una resina poliester insaturada disuelts en un
145 monémero, en el que aduellsa se obtlene por esterifice~
cifn de uno o varios glicoles de dos o més 4tomos de cegy
bono, con dos o mds écidos dibésicos, siendo disuelto o)
polimero gs{ obtenido en un mondémero elflico.

2¢,- Procedimiento de febricacién de resinas
150 poliesterioaé insgturadas para recubrimientos eléctricoq,
qus se caracteriza porque los glicoles sludidos en lsg
precedente xeivindicacién pusden ser etilenglicol, pro-
pilenglicgl, dietilenglicoly dipropilenglicol y neopen~
tilglicol, edn cuando pgeden usarge glicoles o polioles

de mayor peso mo}eoular, dando prioridad a los productos
con OH primerios, y los fcidos dibésicos podrén ser sa-
turados o insaturados, entre los primeros se escogerdn
proferentemente los aromiticos, tel como &eido iso-ftd

lico, anhidrido orto-ftélico, emhidrido tetrahidro-ftd

P
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160 lico y snhfdrido tetracloroftdlico, y opeionalmente pug
den usarse écido adfpico, sucefnico o azelaieo; entre
los insaturados,rserén del tipo alfa~olefinico, tales
como el fumérico, meleino e itacdnico,

32,- Procedimiento de fabricacidn de resinas |
165 poliestericas inssturades pera recubrimiemtos sléctricos,
gque se carsoteriza porque los mondmeros utiligados son
alflicos, entre los que el ftalato de dialilo, tetrahi-
droftalato de dislilo y tetracloroftaleto de dialilo.

42 .- Procedimiento de fabricacién de resings
170 poliestéricas insaturadas para recubrimientos eléctricos],
que se caracteriza porque el poliester es prepsrado por
poliesterificacidn entre el componente hidroxilico y la
mezcla de doidos dibdsicos a uns temperstura que oscila
entre 150-2258C, preferentemente en presencia de un gus
175 inerte que evite la formacién de uniones ox{geno entre
los dobles enlaces del deido insaturado; considerando
termineds la operacién ouando el indice dé acidez esté
comprendido entre 20-48, en cuyo momento se proceders s
mezolar ls resina con wn compuesto quindnico, tal como
180 le hidroguinona; a 808C, se agregerd el ftalato de dia-
lilo, siendo aconsejable para que se acelers la copoli-
merizacién de la resina diluida la presegcia de un ogta~
lizador tal como los perdxidos orgénicos, los cugles
pueden disolverse en monmeros glflicos y sfiadirse a la
resina o disolverse directemente en ella, siendo les can
tidades & utilizer entre Cf8 y 3'5 %. ¥

58 .~ "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE RESINAS
POLIESTERICAS INSATURADAS PARA RECUERIMIENTOS ELECTRICOS

de conformidad en un todo en lo esencigl y fines indus-
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190 trigles g 1o descrito en la presente Memoria Dascrip*bivL.
Bsta Memoris conste de OCHO hojas, escritas

o mecanogrefiadas por une sola oarg y a doble espseio
en 190 lineas.

Valencia, 6 O¢tubre 1970

Por gutorizacidn del interesado,
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